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Warszawa, dnia 10 września 2010 r. 

 

Zamawiający 

Uniwersytet Warszawski, 

Krakowskie Przedmieście 26/28, 

00-927 Warszawa 

REGON: 000001258 

 

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2006 r. Nr 104, poz. 1163 r. z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą na: „Dostawa 

wyposażenia pracowni przygotowania urządzeń półprzewodnikowych”, przetarg 

nieograniczony WF-37-56/10, symbol: UW/04/NANO/3. 

 

W dniu 6 września 2010 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści: 

„1. Zamawiający w art. 4 § 1 pkt. 3.2.1 oraz w art. 4 § 2 pkt. 1.3.2 określił, iż w przypadku 

części A przez dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania warunku spełniania wiedzy i 

doświadczenia należy rozumieć co najmniej 3 dostawy naparowywarki próżniowej za kwotę 

co najmniej 100 000 PLN brutto każda. 

Czy zamawiający dopuszcza przedstawienie w Wykazie dostaw urządzeń tożsamych 

niezawierających w nazwie określenia „naparowywarka próżniowa” przy wyraźnym 

zadeklarowaniu spełniania warunków określonych przez Zamawiającego w SIWZ? 

2. Zamawiający w art. 8 § 1 pkt. 3 określił, iż należności wykonawcy będą regulowane w 

formie przelewu z rachunku zamawiającego na rachunek wykonawcy w ciągu 30 dni od daty 

otrzymania faktury przez zamawiającego z załączonym protokołem odbioru końcowego 

podpisanego przez zamawiającego i wykonawcę lub osoby upoważnione. Jednocześnie 

Zamawiający przytoczył wyżej określone warunki płatności w Formularzu ofertowym 

stanowiącym Rozdział II SIWZ. 

Czy Zamawiający dopuszcza uregulowanie należności wg następującego harmonogramu 

płatności: 

 50% po zawarciu umowy płatne w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, 

 40% po dostawie przedmiotu zamówienia potwierdzonej protokołem dostawy, 

płatne w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu ustawy, 

 10% po uruchomieniu i odbiorze przedmiotu zamówienia potwierdzonych 

protokołem odbioru płatne w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury. 

3. Zamawiający w art. 3 § 2 SIWZ określił termin wykonania zamówienia – do 30 listopada 

2010 r. Jednocześnie Zamawiający powtórzył wyżej określony termin wykonania w 

Formularzu ofertowym stanowiącym Rozdział II SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym 

Rozdział III SIWZ.  

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania terminu wykonania: w ciągu 8 
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miesięcy od daty zawarcia umowy? 

4. Zamawiający w art. 3 § 2 pkt. 2.11.1 SIWZ określił Energię jonów ustawianą od 0,2eV – 

1keV jako jeden z parametrów wymagań dotyczących napylania w przypadku oferowania 

napylania magnetronowego. 

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie napylania magnetronowego gdzie pracą źródła 

sterujemy, nie za pomocą regulacji energii jonów ustawianą od 0,2eV – 1keV a regulacją 

mocy źródła magnetronowego w zakresie od 0W do 500W? 

5. Zamawiający w art. 3 § 2 pkt. 2.14. SIWZ określił „Wymagania dotyczące czyszczenia w 

przypadku oferowania czyszczenia jonowego – 17kEur1/6 wartości”. 

Prosimy o wyjaśnienie zapisu 17kEur1/6 wartości.” 

Odpowiadamy: 

Ad. 1.  TAK. 

Ad. 2.  NIE. 

Ad. 3. Pismem z dnia 03.09.2010 r. Zamawiający zmienił termin dostawy na dzień 16 maja 

2011 r.  

Ad. 4. TAK. 

Ad. 5. Ciąg znaków "17 kEur1/6 wartości" znalazł się w punkcie 2.14 SIWZ omyłkowo i 

niniejszym zostaje wykreślony.  

Zamawiający zmienia treść SIWZ  

1. art. 3 § 1 ust. 2 pkt. 2.14 SIWZ otrzymuje brzmienie:  

Wymagania dotyczące czyszczenia w przypadku oferowania czyszczenia jonowego  

2.14.1 Energia jonów ustawiana od 0,2 eV ÷ 5 keV.  

2.14.2 Prąd jonowy: około 10 μA (argon) dla dystansu 80 mm. 

2.14.3 Układ dozujący: butla argonu 1l/12bar, reduktor ciśnienia, adapter i manometr, 

przewód i zawór naciekowy. 

2. Art. 10 § 1 ust. 1 pkt 1.2 ppkt. 1.2.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:  

Ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego - w Dziale Administracji i Inwestycji 

Wydziału Chemii ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa pok. 140, nie później niż do dnia 

05.10.2010 r. do godziny 11:45. 

3. Art. 10 § 2 ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:  

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego przetarg - w Dziale Administracji i 

Inwestycji Wydziału Chemii ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa pok. 140 - w dniu 

05.10.2010 r. o godz. 12.00. 

Z wyrazami szacunku 

 


